
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

5%含水ｼﾘｶｹﾞﾙ 5g
予備洗浄：ﾍｷｻﾝ 100mL
妨害物質除去：ﾍｷｻﾝ 10mL

溶出：ﾍｷｻﾝ 20mL

GC/MS-SIM-EI

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ

1mLまで

無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

水質試料

濃縮

1,000mL ﾍｷｻﾝ 100mL

振とう抽出

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ﾅﾌﾀﾚﾝ-d8 50ng

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
窒素ﾊﾟｰｼﾞ

1mLまで

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：
 【水質】（ng/L）
　 [28] 2

分析条件：
 機器
  GC：GC Trace 2000
  MS：Voyager
 又はGCMS-QP2010
 カラム
  ENV-5MS
  15m×0.25mm、0.1µm又は
  DB-5MS
  30m×0.25mm、0.25µm

【水質】

濃縮
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脱水

カラムクリーンアップ

[28]ジビニルベン
ゼン


